
香川大学微細加工ナノテクノロジープラットフォーム利用料一覧表　　Ｒ2.7～

標準額
（1時間あたり）

大学
研究機関

（1時間あたり）

1 電子線描画装置 エリオニクス/ELS-7500EX - 7,600円 3,800円 レジスト・薬品代込み

2 マスクレス露光装置 大日本科研/MX-1204 - 5,200円 2,600円 レジスト・薬品代込み

3 マスクアライナ

・マスクアライナ
　　ミカサ/MA-10
・スピンコーター
　　ミカサ/1H-DX2

- 2,000円 1,000円 レジスト・薬品代込み

4 真空蒸着装置 ULVAC/VPC-1100
金蒸着：4,000円/回
液体窒素：使用量に応じ別途請求

3,200円 1,600円 金以外の蒸着材・Wボード代込み

5 デュアルイオンビームスパッタ装置 ハシノテック/10W-IBS 金スパッタ：8,000円/回 4,400円 2,200円 金以外のターゲット代込み　

6 イオンシャワー エリオニクス/EIS-200ER - 1,000円 500円

7 触針式表面形状測定器 アルバック/Dektak8 - 1,200円 600円

8 走査電子顕微鏡（EDS付）

・走査電子顕微鏡
　　JEOL/JSM-6060-EDS
・イオンコータ
　　JEOL/JFC-1600

液体窒素（EDS使用時）：使用量に応じ別途
請求
Pt：1,000円/回

1,200円 600円

9 白色干渉式非接触三次元形状測定器
ブルカー・エイエックスエス
/NT91001A-in motion

- 3,200円 1,600円

10 レーザー式非接触三次元形状測定器 三鷹光器/NH-3N - 2,800円 1,400円

11 デジタルマイクロスコープ ハイロックス/KH-7700 - 600円 300円

12 ダイシングマシン DISCO/DAD3220 - 3,000円 1,500円

13 電子測定器

・ウエハプローバー
　　カール・ズース/PM5
・4探針型薄膜抵抗率計
　　エヌピイエス/KS-TC-40-SB-VR

- 600円 300円

14 膜厚測定器
・エリプソメータ
　　溝尻光学/DHA-XA/M8

- 1,000円 500円

Si Wafer 3,000円/枚 - - - -

マスクブランクス（2.5インチ） 5,000円/枚 - - - -

バイオ＆ナノマイクロデバイス実践セミ
ナー講習料（募集制）

－ － - -

＜その他＞
・利用料請求は基本的に3か月に1度（6月,9月,12月,1月締め）。2月、3月の利用料は、次年度の4月に請求。
・成果非公開の自主事業に関しては、応相談。(公開猶予期間の2年間が終了した後、利用報告書は一般公開)
・技術代行については、応相談、審査あり。
・初回利用に限り、技術補助料を半額とする。

その他材料費
（Wafer、マスクブランクス）

令和元年度
50,000円／2日

技術補助料
（作業に技術
支援員が同席

した場合）

クリーンルー
ム使用料

（1日あたり） 備考

4,000円/時間

2,000円

1,000円

No. 機器名称等 仕様
材料費

（持ち込みの場合は不要）

利用料


